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(57) Abstract 

An industrial method and device for preparing 
lightened or pre-lightened positive plates (for use with 
a positive film) for (wet or waterless) offset printing, 
wherein said plates include or may include small ink- 
impervious areas in the ink-pervious portions, are dis- 
closed. The method typically includes continuously 
burning a pre -sensitised positive band (1) fed around the 
wall of a burning cylinder (C2). Developed or unde- 
veloped pre-sensitised positive bands with a burnt light- 
sensitive layer such that, once developed, said bands in- 
clude small ink-impervious areas in the ink-pervious por- 
tions, are also disclosed. 

(57) Abrege* 

La presente invention a pour principaux objets un 
proceed et un dispositif industriels de preparation de 
plaques positives (a utiliser avec un film positif). des- 
tinees a V impression offset (offset sec ou offset hu- 
mide), pn5-all€gees ou all6gees. i.e. appelees a presenter 
ou prdsentant de petites surfaces non encrophiles dans 
les parties encrophiles. De facon caracte*ristique. ledit 
proeddd comprend V insolation en continu d'une bande 
prg-sensibilisee positive (I) mise a ddfiler au contact de 
la paroi d'un cylindre d'insolation (C2). La presente in- 
vention concerne e"galement des bandes prd-sensibi Usees 
positives, dlveloppees ou non, dont la couche photosen- 

sible a 6t6 insol6e pour presenter, apres ddveloppement, de petites surfaces non encrophiles dans ses parties encrophiles. 
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Prwftte et diSPPSitif industriels de preparation de plaques positives nestings | 
1'impression offset alienees m. pre-all^gs 

La presente invention a pour principaux objets un procedg et un dispositif 
industries de preparation de plaques positives (a utiliser avec un film positif), 
5 destinies a 1'impression offset (offset sec ou offset humide), pre-allegees ou 
allegees, i.e. appelees a presenter ou presentant de petites surfaces non encrophiles 
dans les parties encrophiles. En d'autres termes, elle conccrne la realisation 
industrielle, sur des plaques pre-sensibilisees positives, destindes a 1'impression 
offset, de petites surfaces non encrophiles dans les parties (surfaces) encrophiles. 

10 La presente invention a egalement pour objet des bandes pre-sensibilisees 

positives dont la couche photosensible a 6t6 traitee pour presenter, apres 
developpement, de petites surfaces non encrophiles. Elle conceme lesdites bandes, 
deveioppees ou non. Ces bandes sont destinees a etre decoupces en plaques; 
plaques positives pre-allegees ou allegees, a mettre en oeuvre, de facon classique, 

15 en technique d'impression offset. 

On precise d'ores et deja ici que, dans le present texte, l'expression 
"plaque positive" ou "plaque pre-sensibilisee positive" est a prendre au sens qui lui 
est d'ailleurs a ce jour reconnue par l'homme du metier a savoir "plaque utilisable 
par Timprimeur avec un film positif. On note incidemment ici que de telles 

20 plaques positives component g6n6ralement une couche photosensible du type 
positif mais il en existe toutefois avec une couche photosensible du type negatif, ce 
que n'ignore pas l'homme du metier. 

Avant de decrire en detail chacun des aspects de la presente invention, le 
Demandeur se propose de situer ladite invention dans son contexte. A cette fin, il 

25 fait ci-apres le point d'une part sur les plaques pre-sensibilisees positives utilisees 
a ce jour cn impression offset ct d'autre part sur le principc dc 1'allcgement ct de sa 
mise en oeuvre. 

Le precede offset utilise des plaques consistant en un support qui 
presente, pour imprimer, des parties encrophobes ct des parties encrophiles. Ledit 
JO support est generalement a base d'une plaque metallique (cn aluminium, en acier, 
en laiton ...) . 

En offset humide, les parties encrophobes (hydrophilcs) consistent en 
ladite plaque metallique, avantageusement traitee (aluminium mate, acier 
recouvert de chrome mat ...); les parties encrophiles (hydrophobes) consistent 
S5 generalement en un vemis photosensible encrophile dispose sur ladite plaque 
metallique. 
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En offset sec, les parties encrophiles consistent en une surface encrophile 
(vernis, metal ... ) et les parties encrophobes en un revetement a base de silicones. 

Une operation photographique avec exposition et devcloppement permet, 
en offset humide et en offset sec, d'obtenir sur le support lesdites parties 
encrophiles et lesdites parties encrophobes. 

Les plaques offset sont utilisecs par rimprimeur soit avec des films 
positifs, sur lesquels figure en noir opaque le motif a imprimer, soit avec des films 
negatifs, sur lesquels figure le motif a imprimer dans les parties transparentes du 
film opaque negatif. 

Les couches photosensibles peuvent ctre soit du type positif et alors 
devenir soluble dans un revelateur pour leurs parties qui ont rccu la lumiere 
pendant l insolation, soit du type negatif et alors devenir insoluble dans un 
revelateur pour leurs parties qui ont recu la lumiere pendant I'insolation. Les 
couches positives (du type positif) sont principalcment utilisees sur les plaques 
15 pre-sensibilisees positives utilisant un film positif chez rimprimeur alors que les 
couches nigatives (du type negatif) le sont generalement sur les plaques pre- 
sensibilisees negatives utilisant un film n6gatif chez rimprimeur. 

Les plaques offset utilisables par l'imprimeur avec des films positifs sont, 
comme deja indiqu6 ci-dessus, appelees "plaques positives" ou "plaques pre- 
20 sensibilisees positives". 

Elles sont tres employees en Europe, en Extreme-Orient et en Am6rique 

du Sud. 

Le Demandeur a propose un perfcctionnement a Timpression, et 
notamment a cettc technique d'impression offset qui utilise des films positifs. Pour 
25 notamment diminucr l""cngraisscmcnt" et facilitcr ladite impression, il a preconise 
d'alleger cclle-ci, plus precisement dc creer dc pctitcs surfaces non encrophiles 
dans les surfaces encrophiles. Le principc de base dc cettc technique d'allcgement a 
ete decrit dans la demande dc brevet FR-A-2 660 245. Une mise en oeuvre 
prefdree de celui-ci - selon un tramage stochastique - a etc decrite dans la 
30 demande de brevet WO-A-96 02868. 

Pour cr6er lesdites petites surfaces non encrophiles dans les surfaces 
encrophiles de plaques offset positives, on a ddcrit 1'utilisation d'un film negatif 
(opaque) presentant dc petites surfaces transparentes au travcrs dcsquelles passe, a 
I'insolation, la lumiere. En offset humide, les petites surfaces encrophiles insolces 
35 partem dans le revelateur et creent les petites surfaces non encrophiles (et 
hydrophiles) dans les parties encrophiles. En offset sec, les petites surfaces 
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encrophobes insolees nc partem pas dans le revelateur et creent lesditcs petites 
surfaces non encrophiles dans les parties encrophiles. L'homme du metier 
comprend aisement que les dernieres plaques (offset sec) ne peuvent etre utilisees 
que, pre-allegees, avec un seul developpement final. 
5 On a preconise de retirer ainsi de 2 a 26 % de surface imprimantc. Le taux 

d'allegement desire est obtenu en faisant varier le nombre et/ou les dimensions 
desdites petites surfaces. 

On a plus precisement decrit, dans rexcmple 1 de ladite demande WO- 
A-96 02868 l'emploi d'un film negatif, presentant de petites surfaces transparentes 
10 d'environ 362 fmfi et dont 1c nombre a permis d'obtenir un taux d'allegement de 
5 % de la surface encrophile d'une plaque positive pre-sensibilisee. 

Les resultats, a I'impression, sont tres interessants. 

La preparation de ces plaques positives allegees, preparation qui fait done 
intervenir un film negatif et une insolation supplemental, est toutefois une 

15 technique assez lourde. II faut notamment, se procurer le film, de dimensions 
adequates (correspondantes a celles de la plaque, parfois importantes), d'un prix 
assez eleve et le manipuler delicatemcnt (il convient de ne pas rayer la surface 
fragile de la couche gelatine-argent). La lourdeur de ladite technique freine done 
le developpement industriel de I'allegcment, alldgcment qui a per se deja fait la 

20 preuve de son interct. 

Le Demandeur a done souhaite mettrc au point un precede de preparation 
de plaques positives pre-allegees (appelees a presenter, apres developpement, de 
petites surfaces non encrophiles dans les parties (surfaces) encrophiles) ou allegees 
(presentant de petites surfaces non encrophiles dans les parties (surfaces) 

25 encrophiles) : precede industriel, n'impliquant pas la manipulation d'un film 
negatif. Apres avoir essaye diverses techniques, il en a retenu une qui constitue le 
premier objet de la presente invention. II a en fait constate, de maniere surprenantc, 
qu'il est possible de rcaliscr une insolation de quality en continu, sur des bobines 
ou bandes, a des vitcsses rclativcmcnt clcvees de chaines de fabrication. II a par 

30 aillcurs mis au point 1c dispositif pcrmettant d'assurer ladite insolation de qualite, 
en continu. 

Selon son premier objet, I'invcntion conccrnc done un precede original de 
preparation de plaques positives, destinecs a I'impression offset (offset sec ou 
offset humide), pre-allegees ou allegees. Lcdit procedd comprend, de facon 
35 caracteristique : 
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- l'insolation en continu d'une bande pre-sensibilisee positive, 
comprcnant un support revetu d'une couche photosensible, misc a dcfiler, ladite 
couche photosensible au contact dc ia paroi laterale d'un cylindre au moins en 
partie creux dit cylindre d'insolation; la vitesse dc ddfilement de ladite bande etant 
maintenue egale a la vitesse dc rotation dudit cylindre; ladite paroi latdrale dudit 
cylindre d'insolation 6tant essentiellement opaque sur au moins une partie de son 
6paisseur a 1'exception de petites zones transparentes et ledit cylindre d'insolation 
renfermant des moyens pour assurer ladite insolation au travers desdites petites 
zones transparentes; 

- la decoupe de ladite bande insolee en plaques. 

Pour la preparation industrielle de plaques positives pre-allegees ou 
allegees, on utilise done, selon I'invention, une bande pre-sensibilisee positive. Le 
qualificatif "positif" employ^ ici en reference a "la bande" a la meme signification 
que lorsqu'il est employe en reference a "la plaque". Ladite bande comprend, de 
15 facon connue cn soi, un support (generalement metallique) revetu d'une couche 
photosensible; sa preparation ne souleve aucun problemc particulier. Ladite couche 
photosensible de ladite bande positive - du type positif ou negatif - serait a insoler 
au travers de films positifs par l'imprimeur. 

Ladite couche photosensible de bandes utiles dans le cadre de la 
20 preparation, selon I'invention, de plaques destinees a l'imprcssion en offset humide, 
est constitute principalement d'une couche (d'un vernis) encrophile photosensible 
positive. 11 nest pas exclu qu'une telle couche soit rccouvcrtc d'un vemis protccteur 
et/ou d'un anti-flou. 

En offset sec, la bande utile dans lc cadre de la prescntc invention est 
25 constitute d'un support revetu d'une couche encrophile photosensible, elle meme 
revetue d'une couche encrophobe a base dc silicones. Le caractere photosensible 
d'une telle couche photosensible (couche resultant dc la combinaison d'au moins 
deux couches : vemis encrophile + silicones encrophobes) est generalement du a la 
couche encrophile entrant dans sa composition (vemis encrophile photosensible). 
30 Toutefois, il a etc decrit d'autrcs types dc plaques "Waterless", incluant dans leur 
structure : 

- un support revetu d'une couche encrophobe a base dc silicones elle- 
mcme recouverte d'un vemis photosensible encrophile, 

- un support revetu d'une couche encrophobe photosensible a base de 

35 silicones . 
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On propose, dans le cadre du procedd de 1'invention, d'insoler en continu 
Iadite couche photosensible de ladite bande, en ia faisant defiler au contact de la 
paroi d'un cylindre d'insolation. Ledit cylindre est un cylindre, au moins en partie 
creux, qui prtsente une paroi lateralc cssentiellement opaque sur au moins une 
5 partie de son 6paisseur a I'exception de petites zones transparentes au travers 
desquelles I'insolation peut etre mise en oeuvre. Lesdites petites zones 
transparentes prdscntent evidemment les caractfristiques - dimensions, 
distribution - adapt£es a l'altegement souhait6. 

Lesdites petites zones transparentes sont generees a la surface dudit 
10 cylindre d'insolation par toute technique classique, familiere au technicien de 
Timpression, et peuvent se trouver reparties : 

- selon un tramage classique ou tramage a modulation d'amplitude; 

- selon un tramage stochastique ou tramage a modulation de frequence : 
on mettra alors en oeuvre un allggement, selon un tramage stochastique, tel que 

15 d£crit, dans son principc, dans la demande WO-A-96 02868; 

- selon un tramage mixte : a modulation de frequence dont les points 
presentent des superficies variables; 

- de fagon totalement al6atoire : on peut ainsi generer lesdites petites 
zones transparentes sans faire intervenir de trame, par exemple, par simple 

20 projection. 

Lesdites petites zones transparentes sc trouvent generalement reparties 
selon un certain tramage et dans le cadre d'une variante paniculierement 
avantageuse de 1'invention, elles consistent en dcs points d'une meme superficie, 
rfpartis de maniere aleatoire, selon un tramage stochastique. 

25 A I'intSrieur du cylindre d'insolation - au moins cn partie creux - on 

trouve dcs moyens (source(s) lumineuse(s)) pour assurer I'insolation de ladite 
couche photosensible au travers desdites petites zones transparentes. La geometric 
interne dudit cylindre est 6videmmcnt telle que lesdits moyens cclairent au moins 
en partie la surface de contact entre ledit cylindre ct ladite couche photosensible. 

30 Ccttc dcrniere est mise a defiler a une vitcssc cgale a la vitcsse de rotation 

dudit cylindre. II convient evidemment d'evitcr tout dcplaccmcnt rclatif, tout 
glissement de ladite couche photosensible par rapport audit cylindre et d'assurer un 
contact le meilleur possible. On vise ainsi a assurer une insolation optimalc (sans 
diffusion de lumiere), sans endommager la couche photosensible. 

35 du defilement de la bande prc-scnsibilisce positive, ledit cylindre 

d'insolation peut etre libre cn rotation. Dans ccttc hypothese, il est cntraine, en 
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rotation, par laditc bandc. Avantageusement toutefois, notammcnt pour soutenir 
des cadences industrielles, ledit cylindre est motorise; son dispositif dc 
motorisation incluant g€n6ralement des moyens perfectionnes de contrdle de sa 
vitesse de rotation. 

5 On veillera bien evidemment a ce que l'insolation mise en oeuvre au 

travere de la paroi lat6rale du cylindre d'insolation le soit dans des conditions ou 
1'effet escompte est assure. A cette fin, on peut jouer sur de nombreux parametres : 

- la sensibility de la couche photosensible, 

- la puissance de la source lumineuse, 
10 - le temps d'insolation. 

Ce dernier parametre depend de la vitesse de defilement de la bande au 
contact dc la paroi laterale du cylindre d'insolation et de l'importance de la surface 
de contact entre ladite bandc et ledit cylindre. 

Cette surface de contact peut etre reduite a sa plus simple expression, i.e. a 
15 une droite si ladite bande est mise a d6filer tangenticllement audit cylindre 
d'insolation. Cette variante de mise en oeuvre du proc6de de t'invention n'est 
envisageable que si Ton dispose de couches photosensibles, tres sensibtes : 
sensibles a un "flash" d'insolation. Ceci n'est nullement exclu, dans un avenir 
relativement proche. 

20 Les couches photosensibles, sur le marche a ce jour, exigent toutefois, 

avec les sources lumineuses communemcnt employees (lampes ultraviolets), des 
temps d'insolation relativement consequents. Ainsi, lc procede dc l'invcntion a-t-il 
etfi ddveloppe avec de rtelles surfaces dc contact cntre le cylindre d'insolation et la 
bande mise a defiler a son contact; lesdites surfaces de contact consistant 

25 evidemment en une portion de la paroi laterale dudit cylindre. Avantageusement, 
une telle portion correspond au moins a environ 1/4 de cercle. De fa?on 
particulierement preferec, une telle portion correspond a environ 1/2 cercle. Dans 
le cadre de cette variante particulierement preferec, la bande pre-sensibilisce est 
mise a defiler dans une direction D pour arriver au contact du cylindre d'insolation 

30 et elle rcpart, insolee, dans la direction opposee a laditc direction D. 

Le cylindre d'insolation est generalement agencc dc sortc que la majeure 
partie ; voire la totalite dc la surface de contact entre ledit cylindre et la plaque est 
insolee au temps t. 

La bande pre-sensibiiisee, insolee au contact du cylindre d'insolation - 
35 ainsi pre-allcgee - peut alors etre decoupee en plaques. 
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Selon unc premiere variante du precede de I'invention, ladite bande pre- 
allegee est, prcalablement ou post6rieurement a sa decoupe en plaques, 
developpee. On obtient alors, a Tissue des deux etapes successives : 
developpement/decoupe ou decoupe/developpement, des plaques allcgees. 
5 Lesdites plaques sont ensuite seuiement soumises a une secondc insolation au 
travers d'un film positif qui comporte le document a imprimer, puis a un second 
developpement. ^utilisation de telles plaques alldgees presentent des avantages 
certains. On a un meilleur contact entre ladite plaque allegee et ledit film 
comportant le document a imprimer, on met intrinsequement en oeuvre un anti- 
10 flou ... 

Selon une seconde variante du precede^ de I'invention, ladite bande pre- 
alieg6e est decoupee en plaques. Les plaques, ainsi obtenues, pre-allegees, ne sont 
pas developpees. Elles sont utilisees dircctement pour une seconde insolation au 
travers du film positif qui comporte le document a imprimer; seconde insolation 
15 suivie d'un unique developpement. 

Que l'une ou I'autre des variantes ci-dessus soit mise en oeuvre (on 
rappclle ici que seule la seconde desdites variantes peut etre mise en oeuvre dans le 
contexte de la preparation de plaques offset sec), le Demandeur a constate, de 
maniere surprenante, qu'il n'y avait aucune urgence a developper les bandes ou 
plaques insolees (pre-allegees). En effet, il a ete constate que la plupart des 
couches photosensibles peuvent d'une part etre insolees, stockees en I'&at, et 
developpees plusieurs semaines apres, et d'autre part etre insolees, developpees, 
stockees en l'etat et re-insolces plusieurs semaines plus tard ... Ceci confere a la 
mise en oeuvre du precede de I'invention une grande souplesse. 

Selon I'invention, on propose done la foumiture de plaques a!16gees et 
plus precisement, selon que le proeddd dc preparation de telles plaques englobe ou 
non une etape de developpement, la foumiture de plaques recllement all6gees ou 
pre-allegees. 

On se propose maintcnant dc decrire Ic second objet dc la prescnte 
invention a savoir un dispositif industricl dc preparation dc plaques positives pre- 
allegees ou allegees, dispositif notammcnt utile a la mise cn oeuvre du precede 
decrit ci-dessus. Udit dispositif comprend esscntiellcment dc maniere tout-a-fait 
originale. un cylindre d'insolation. 

II comprend plus precisdment : 

- un cylindre au moins en panic crcux dit cylindre d'insolation presentant 
une paroi laterale essentiellcment opaque sur au moins une panic dc son epaisseur 



20 



25 



30 



35 
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a l'exception de petites zones transparentes et renfermant des moyens pour assurer 
au travers desdites petites zones transparentes l'insolation souhaitee; 
- des moyens pour la mise en rotation dudit cylindre. 
On peut concevoir plusieurs modes de realisation, a la portee dc l'homme 
du metier, dudit cylindre. II peut notamment presenter une paroi laterale, en un 
materiau translucide tel le verre ou en un materiau piastique, rendue opaque par 
traitement (depot m6tallique ou couche de vcmis photosensible ou non, sur ledit 
mat6riau translucide) et sur laquelle on a generd de petites surfaces transparentes. 
Lesdites petites surfaces transparentes ont ainsi pu etre generees par traitement de 
la surface rendue opaque et notamment par insolation, morsurc chimique, gravurc 
au laser, gravure au diamant ... de celle-ci. Le cylindre d'insolation peut, selon une 
autre variante de realisation, presenter une paroi laterale en un materiau opaque 
(paroi laterale opaque sur toute son epaisseur) perfore de fenetres. 

Ladite paroi laterale peut etre montee rotative autour d'un axe central fixe. 
15 Elle peut egalement, selon un autre mode dc realisation, etre solidarisee et 
entrainee en rotation par un axe central. 

Les petites zones transparentes, pour la mise en oeuvre de l'insolation 
souhaitee, laissent passer la lumiere provenant de moyens adequats - source(s) 
lumineuse(s) - disposds a I'interieur du cylindre. Lesdits moyens adequats pcuvent 
notamment consister en une source lumineuse - tube ou rampe, notamment - 
d'ultraviolets disposee selon I'axe du cylindre ou en au moins une telle source 
lumineuse d'ultraviolets disposee de facon decentrde par rapport a l'axe dudit 
cylindre. Une telle source lumineuse, decentrde, est avantageusement associee a un 
reflecteur. Celui-ci permet de concentrer la lumiere emise sur tout ou partie de la 
25 surface a insoler. On fait avantageusement intervenir au moins deux telles sources 
lumineuses, chacune equipec d'un reflecteur. 

D'une manicre gencralc, les moyens intcrvenant pour assurer l'insolation 
ne toumcnt pas, lors de la mise cn ocuvrc dc ladite insolation, dc sorte qu'ils 
insolent, cn continu, toute la bandc mise a dcfilcr au contact de la paroi laterale du 
30 cylindre d'insolation (qui, elle, toumc). 

Avantageusement, lc cylindre d'insolation renferme en outre des moyens 
deflecteurs pour limiter, voire evitcr toute insolation parasite par la partie de sa 
paroi laterale non mise en contact avec la bandc a insoler. On vise ainsi a prot6ger 
1'environncment du dispositif dc Pinvention. 

Par ailleurs, dans la mcsurc oil les moyens d'insolation, disposes a 
■interieur du cylindre, nc manqucnt pas dc degager des calories, on prevoit 
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35 



WO 97/35233 



PCT/FR97/00477 



9 



avantageusement, a Tintericur du cylindre d'insolation des moyens de 
refroidissenient. De tels moyens peuvent etre agences selon differentes variantes. 
Dans 1'hypothese ou ledit cylindre d'insolation est monte rotatif autour d'un axe 
central, on amenagera avantageusement ledit axe central pour qu'il constitue un 
5 moyen de refroidissement, un canal de refroidissement. On peut ainsi prevoir, la 
circulation forcee ou non (par convection naturelle) a 1'interieur d un tel axe 6vide, 
d'un fluide de refroidissement (gaz ou liquide). 

Le dispositif de l'invention associe par ailleurs generalement au cylindre 
d'insolation - moyen constitutif essentiel dudit dispositif - au moins un autre 
10 cylindre. II convient notamment d'etre en mesure de maitriser parfaitement la 
vitesse dc defilement de la bande a insoler et son plaquage sur le cylindre 
d'insolation. 

Selon son dernier objet, l'invention conceme des bandes pre-sensibilisees 
positives, notamment utiles a la fabrication de plaques positives pre-alleg6es ou 

15 all6gees destinees a l'impression offset. Lesdites plaques sont obtenues par 
dicoupe desdites bandes. Lesdites bandes comprennent un support, generalement 
metallique, revetu d'une couche photosensible. Comme precise ci-dessus, ladite 
couche photosensible est constitute principalcment d'unc couche encrophile 
(contexte de I'offset humidc) ou peut comprendre une couche encrophile revetue 

20 d'un revetement de silicones encrophobe (contexte de I'offset sec). De fagon 
caracteristique, lesdites bandes sont pre-all£gees ou allegees. En d'autres termes, 
elles ont ete insol6es pour presenter, apres developpement, de petites surfaces non 
encrophiles dans leurs parties encrophiles (bandc pre-allegcc, non developpee) ou 
ont 6t6 insolees et developpees, de sorte qu'ellcs renferment de petites surfaces non 

25 encrophiles dans leurs parties encrophiles (bande alldgee). L'homme du metier 
comprend qu'avec une bande (bi-metalliquc) dcstincc a generer des plaques bi- 
metalliqucs, il convient, apres 1c developpement, dc mcttrc cn oeuvrc unc morsure 
chimiquc pour faire apparaitre les surfaces non encrophiles, y compris les petites 
surfaces non encrophiles (d'allegement) dans les surfaces encrophiles. 

30 Lesdites petites surfaces non encrophiles sont avantageusement rcparties 

selon un tramage stochastique. Lc Dcmandcur a dcvcloppe, dans la demande WO- 
A-96 02868, les avantages qu'il y a a mettre cn oeuvrc cc type d'allegement. Pour 
le mettre en oeuvre dans le cadre de la prcscntc invention, on prcvoit, sur la surface 
du cylindre d'insolation, la repartition adequate des petites zones transparentes (de 

35 meme superficie). On rappelle ici que, comme precise plus haut, la presente 
invention n'est toutcfois pas limitec au contexte dc l ailegcmcnt selon un tramage 
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stochastique et englobc notamment l'allegement selon un tramage mixte et 
l'all6gement totalement aleatoire (nc faisant pas intervenir dc tramc pour sa misc 
cn oeuvre). 

L'homme du metier aura compris, a la lecture des propos ci-dessus, 
5 illustres par les exemples ci-apres et les figures annexees, que le procedd de 
invention peut etre mis en oeuvre, avec les supports adequats, chaque fois que les 
petites zones transparentes du cylindre d'insolation, en laissant passer la lumiere, 
creent a la surface dudit support des zones non encrophiles dans des parties 
encrophiles. 

10 L'invention est maintenant decrite en reference aux figures annexees. Elle 

est ensuite illustree par quelques exemples. 

Sur lesdites figures, on a schematise un mode de realisation du dispositif 

de l'invention. 

La figure 1 est une vue de cdt6 d'un tel dispositif; la figure 2, une demi- 
15 vue de face, en coupe, du cylindre d'insolation dudit dispositif; la figure 3 montre 
un d6tail (agrandissement de la zone A de la figure 1) dudit cylindre d'insolation. 

Le dispositif de la figure 1 comporte trois cylindres CI, C2 et C3. Les 
cylindres CI et C3 sont motorists et entrainent le defilement de la bande pre- 
sensibilisee positive 1. Le cylindre C2 est le cylindre d'insolation de ladite bande 1. 
20 Ledit cylindre d'insolation C2 est monte rotatif autour d'un axe central 2, fixe. 

II est monte, comme representc sur la figure 2, par rinterm6diairc d'un 
roulement a billes 3 et d'un flasque support 4. 

Ledit axe central 2 dudit cylindre d'insolation C2 est crcux et debouche 
librement aux deux extremites dudit cylindre. II constitue un canal de 
25 refroidissement, l'air ambiant assurant le role de fluide de refroidissement. 

Ledit cylindre d'insolation C2 renfermc deux tubes UV 5, chacun montd 
sur un reflecteur 6. 11 est par ailleurs equipe d'un deflecteur 7. Lesdits tubes 5, 
associes a leur rdflecteur 6 et au deflecteur 7 sont montes sur 1'axe central 2, fixe, 
lis ne toument pas. 

30 L'insolation est misc cn oeuvre, au moyen des tubes 5, au travers de 

petites surfaces transparentes 10 menagecs sur la surface cxtcrnc rcndue opaque de 
la paroi latcrale du cylindre C2 (ladite paroi lateralc ctant cn un materiau 
translucide traite en surface pour ctre rendu opaque). Lesdites petites surfaces 
transparentes 10 ne sont pas representees sur les figures 1 et 2. On les voit 

35 seulement sur la figure 3. Sur ladite figure 3, on a egalement clairement montre 
que la bande 1 comporte un support metal liquc 1 ' revctu d une couchc encrophile 
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photoscnsiblc 1". Ladite bande 1 est evidemment mise a d6filer, dans le cadre da 
procede de Pinvention, de sorte que sa couchc encrophilc photosensible 1" soit 
misc au contact avec la paroi laterale du cylindre d'insolation C2. Ladite bande est 
utile a la preparation de plaques positives destinees a l'impression cn offset 
5 humide, pre-allegees ou allegees. 
E^empk I 

On utilise une bobine d'aluminium d'epaisseur 30/100 de millimetre et 80 
centimetres de largeur. Ce metal a ete mate, anodise, colmate et revetu d'un vernis 
photosensible positif cncrophile pour obtenir une bande pre-scnsibilisee positive. 

10 Une telle bande est ainsi preparee, comme le sont la plus grande partie des plaques 
offset pre-sensibilisees positives aujourd'hui sur 1c marche, plaques destinees a 
l'impression en offset humide. 

Avant sa decoupe finale au format des plaques, la bande pre-sensibilisee 
positive est traitde selon le proced6 de Tinvention. Elie est mise a defiler autour de 

15 trois cylindres de 1 metre de diametre, le cylindre du milieu 6tant le cylindre 
d'insolation, les deux autres ayant pour but de faire plaquer ladite bande sur ledit 
cylindre d'insolation et d'assurer son entrainement (le dispositif utilise est analogue 
a celui de la figure 1). Les trois cylindres sont motorises ct tournent tous a la 
vitesse de defilement dc la bande pour evitcr tout glisscmcnt dc cclle-ci. 

20 Le cylindre d'insolation est soutenu par deux flasques situcs chacun d'un 

cote du cylindre. Ledit cylindre toumc sur un axe fixe grace a des roulements a 
billes. 

Le cylindre d'insolation presente une longueur dc 1,10 metre. 
Deux tubes U.V. dc 1,07 metre dc long ct d'yne puissance dc 40 Watts au 
25 centimetre, muni chacun d'un rcflcctcur, sont fixes a l'interieur du cylindre 
d'insolation de telle manierc que la paroi du cylindre qui passe en tournant devant 
les tubes soit constamment eclairce durant sa rotation sur l'arbre fixe. Le cylindre 
d'insolation renferme cgalcmcnt deux plaques deflcctrices (une de chaque cot6 
pour empecher une dispersion genante des rayons lumineux). Une aspiration est 
30 mise en oeuvre de manierc a evitcr un cchauffcmcnt genant. 

Le cylindre est cn un plastiquc transparent qui, aprcs un trcs leger mattage 
par sablage, a etc recouven par electrolyse d'unc pcllicule dc cuivrc dc 50 microns 
d'epaisseur. 

Apres une fine rectification pour evitcr toutc rugositc, la pellicule de 
35 cuivre est percee selon une trame stochastiquc dc manierc a presenter M des trous" 
(petites surfaces) d'environ 620 microns carrcs ct rcprcscmant une surface 
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transparentc totalc egale a environ 8% de la surface totale du cylindre. Lc pergage 
desdits trbus est realise par une technique utilisee pour la gravurc des cylindres a 
surface en cuivre employes en imprimerie avec le proc^de d'h61iogravure. 

La bande pre-sensibilis6e positive, defilant a une vitesse de 10 metres par 
5 minute, s'enroule et est plaqu6e sur une portion de cylindre reprdsentant environ 
50 % de la circonfcrencc du cylindre d'insolation; le c6te, recouvert de la couche 
encrophile photosensible se trouvant en contact 6troit avec la paroi dudit cylindre. 
Ladite couche se trouve ainsi insolde par la lumiere passant a travers ies parties 
transparentes real i sees sur la surface opaque de la paroi dudit cylindre ^insolation. 
10 En raison des plaques dfiflectrices laterales, 40 % seulement de ladite surface, face 
aux tubes, regoit les rayons lumineux. La bande de m6tal est insol6e sur toute sa 
longueur et sur toute sa largeur. Elle est ensuite revetue, sans etre developpee, a 
Taide de pistolets Slectrostatiques d'un revetemcnt anti-flou habituei puis d'un 
papier de protection et enfin d6coup6e et mise en paquet de 10 a 20 plaques. 
15 Apres livraison, l'imprimeur prend une plaque en 30/100 d'6paisseur, 

format 785 x 1 030, procfcde a Tinsolation de films positifs representant les textes 
et les sujets a imprimer, au d6veloppement, aux effa^ages et au gommage de la 
plaque et, cela, sans changer ses habitudes. Avec un petit microscope grossissant 
50 fois, il peut voir que toutes les parties encrophiles sont remplies de petites 
20 surfaces sans couche encrophile, reparties d'une maniere aleatoire. Le conducteur 
constate , avec mise sur machine de tcllcs plaques, que le papier de 70 grammes au 
m 2 utilise quittc facilement le blanchet malgre une importante charge d'encre, et, 
que Timpression est d'une qualite superieure, cn raison d'un meilleur d6pouillement 
dans les valeurs comprises entre 15 et 85 %. 

25 Excmpk 2 

On procede comme a l'excmplc 1, mais apres Tinsolation, la bande passe 
dans un bac de developpement, muni de brosses, et, dans lequel la couche positive 
insol6e dans les petites surfaces est dissoute. Apres ringage, sechage et decoupe, il 
est possible de voir avec lc meme microscope que cclui de l'cxemple 1 que toute la 

30 surface encrophile photosensible de ladite bande puis des plaques obtenucs par 
decoupe de cclle-ci est remplic de toutes petites surfaces sans couche encrophile. 
L'epaisseur de la couche encrophile positive etant d'environ 2 microns, ces millions 
de petits trous d'environ 620 microns carrds de surface facilitent ensuite le contact, 
durant Pinsolation, entre les films positifs ct ladite couche encrophile pre- 

35 sensibilisee alleg6e. 
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On procede commc dans les exemplcs 1 et 2 ci-dessus mais avcc un 
cylindre d'insolation different. Ledit cylindre d'insolation, en un plastique 
transparent a 6te rccouvert d'une couche composee de gelatine et de sels d'argent, 
5 identique aux couches employees dans rimprimerie sur les films. Apres insolation, 
developpement-fixage puis enduction d'un mince vemis transparent, le cylindre 
comporte une paroi opaque avec des surfaces transparentes. 

Exemple 4 

On procede comme dans les cxemples 1, 2, 3 ci-dessus, mais un seul 
10 cylindre (rouleau) d'entrainement est utilise, en aval du cylindre d'insolation. 

On procfede comme a Texemple 1, mais avec unc plaque qui comporte un 
support en acier inoxydable (metal encrophobe et hydrophile) recouvert de deux 
micrometres de cuivre (metal encrophile), eux-memes recouverts d'une couche 

15 photosensible encrophile positive. Apres insolation par Timprimeur avec un film 
positif (comportant le motif a imprimer) et developpement , le cuivre non protege 
par la couche photosensible est detruit par une morsure a base de perchlorure de 
fer, faisant apparaitre Tacier inoxydable. En utilisant un petit microscope 
grossissant 50 fois, il est possible de voir que les parties encrophilcs sont remplies 

20 de minuscules trous au fond desquels Tacier inoxydable est visible. Lore de 
Tutilisation sur machine d'une telle plaque, l'encre est prise par la couche 
encrophile puis au fur et a mcsure de l'usure de cclle-ci par le cuivre sous-jacent. 

Certaines des plaques rcalisecs dans les cxemples 1 a 5 ci-dessus ont ete, 
25 apres insolation, stockecs pendant trois mois et leur utilisation par Timprimeur, a 
Tissue dc ces trois mois, n'a soulcvc aucun problcmc. Cc resultat est rclativcment 
inattendu dans la mcsure ou les imprimcurs ont pour habitude de toujours 
developper leurs plaques dans les heures suivant lcur insolation. Une telle habitude 
a cr6e un reel prejuge a la mise au point dc Tinvcntion presentcment revendiquee. 
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- Revendications - 

1. ProcSde dc preparation de plaques positives destinees a rimpression 
offset, pre-all6g6es ou atlegees, i.e. appel6cs a presenter ou prescntant de petites 

5 surfaces non encrophiies dans les parties encrophilcs; ledit procede etant 
caracterise en ce qu'il comprend : 

- ['insolation en continu d'une bande pre-sensibilisee positive (1), 
comprenant un support (1') revetu d'une couche photosensible (1"), mise a d6filcr, 
ladite couche photosensible (1") au contact de la paroi laterale d'un cylindre au 

10 moins en partie creux dit cylindre d'insolation (C2); la vitesse de defilement de 
ladite bande (1) etant maintenue egalc a la vitesse dc rotation dudit cylindre (C2); 
ladite paroi laterale dudit cylindre d'insolation (C2) etant cssenticllcmcnt opaque 
sur au moins une partie de son cpaisseur a I'exception de petites zones 
transparentes (10) et ledit cylindre d'insolation (C2) renfermant des moyens (5) 

15 pour assurer ladite insolation au travers desdites petites zones transparentes (10); 

- la decoupe de ladite bande (1) insolce en plaques. 

2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que ledit cylindre 
d'insolation (C2) est motorise. 

3. Procede selon Tune des revendications I ou 2, caracterise en ce que 
20 ladite bande (1) est mise a defilcr tangentiellcmcnt audit cylindre d'insolation (CI). 

4. Procede scion Tune des revendications 1 ou 2, caracterise en ce que 
ladite bande (1) est mise a defilcr en etant maintenue au contact dudit cylindre 
d'insolation (C2) sur une portion du cylindre correspondant a environ au moins 1/4 
de cercle et avantageusement a environ 1/2 cerclc ct cn ce qu'elle est insolec sur au 

25 moins une partie de cette portion de cylindre. 

5. Procede de preparation dc plaques positives all6gees scion Tune 
quelconque des revendications 1 a4, caracterise en ce qu'il comprend cn outre le 
ddveloppement de ladite bande (1) insolec avant decoupe ou lc dcvcloppemcnt des 
plaques obtenues par decoupe de ladite bande (1) insolec, avant leur nouvclle 

30 insolation avec un film positif qui comportc lc document a imprimer. 

6. Dispositif notammcnt utile a la mise en oeuvre du procede selon 
Tune quelconque des revendications precedentes, caracterise en ce qu'il comprend : 

- un cylindre au moins cn partie creux dit cylindre d'insolation (C2) 
presentant une paroi laterale cssenticllemcnt opaque sur au moins une partie de son 
35 epaisseur a l'exccption dc petites zones transparentes (10) ct renfermant des 
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moyens (5) pour assurer au travcrs desdites petitcs zones transparentes (10) 
l'insolation souhaitee; 

- des moyens pour la mise en rotation dudit cylindre (C2). 

7. Dispositif scion la revendication 6, caracterise en cc que ledit 
5 cylindre d ! insolation (C2) presente unc paroi laterale en un materiau translucide 

traite en surface pour etre rendu essentiellement opaque a 1'exception de petites 
surfaces transparentes ou presente une paroi laterale en un materiau opaque perform 
de fenetres. 

8. Dispositif selon Tune des revendications 6 ou 7, caracterise en ce que 
10 lesdits moyens (5) pour assurer l'insolation consistent en une source lumineuse UV 

disposee selon 1'axe (2) dudit cylindre d'insolation (C2) ou en au moins une source 
lumineuse UV, avantageusement equipec d'un rcflccteur (6), disposee de fa?on 
decentree par rapport a l'axe (2) dudit cylindre d'insolation (CI). 

9. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 6 a 8, 
15 caractdrise en cc que ledit cylindre d'insolation (C2) renferme en outre des moyens 

ddflecteurs (7) pour limiter, voire eliminer toute insolation parasite par la partie de 
sa paroi laterale non mise en contact avee la bandc (1) a insoler. 

10. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 6 a 9, 
caracterise en ce que ledit cylindre d'insolation (C2) renferme en outre des moyens 

20 de refroidissement. 

11. Dispositif selon Tune quelconque des revendications 6 a 10, 
caracterise en ce que ledit cylindre d'insolation (C2) est montc rotatif autour d'un 
axe central (2), avantageusement amdnagc pour constituer un moyen de 
refroidissement. 

25 12 - Bandc (1) pre-scnsibilisce positive, notammcnt utile a la 

preparation de plaques positives prc-allcgces ou allcgccs, destinecs a I'imprcssion 
offset, comprcnant un support (1') revctu d'unc couchc photoscnsiblc (1"), 
caractcrisee en ce qu'elle a etc insolec pour presenter, aprcs dcvcloppcment, de 
petites surfaces non cncrophilcs, avantageusement rcpartics selon un tramage 

30 stochastique, dans scs panics encrophilcs. 

13. Bandc (1) pre-scnsibiliscc positive, notammcnt utile a la 
preparation de plaques positives allcgces destinecs a 1'imprcssion offset, 
comprenant un support (1') revetu d'unc couchc photoscnsiblc (1"), caractcrisee en 
ce que ses parties encrophilcs renferment de petitcs surfaces non encrophiles, 

35 avantageusement repartics selon un tramage stochastique. 
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pnonte ou ctte pour determiner la date de publication d une 
autre citation ou pour une raison speciale (telle qu'mdiquee) 

'O* document sc refer ant A une divulgation orate, a un usage, a 
une expos bon ou tous autrcs moyens 

*P* document public avant la date de depot international, mats 
pasten eurement a la date de pnonte revendiquee 



*T* document ulterieur public apres la date de depot international ou la 
date de pnonte et n'apparteneruuit pas a I' cut de la 
technique pertinent, mats ate pour comprendre le pnncipe 
ou la theorie constituant la base de 1'invenbon 

"X* document parbculierement pertinent; 1'mvenbon revendiquee nc peut 
ctre considerce comme nouveile ou comme imp li quant une acovite 
inventive par rapport au document conadere isolemcnt 

"Y" document parbculierement pertinent; 1 invenuon revendiquee 

ne peut etre considerce comme impliquant une acovite inventive 
lorsquc le document est assoae a un ou piusieurs autres 
documents de mcrnc nature, cette combiruuson etant evjdente 
pour une person ne du mebcr 

*&* document qui fait parbe de la mime farm lie de brevets 



Date i laquelle la recherche Internationale a etc effecUvemenl achevee 



25 Juin 1997 



Date d 'expedition du present rapport dc recherche Internationale 

09.07.97 
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Rcnseigncmcnts relaufs aux me mores dc families dc breve u 
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Date de 
publication 



Dei le Internationale No 
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Membre(s) de la 
famille dc brevets) 



Date de 
publication 
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W0 9114558 A 


03-10-91 
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09-11-94 


JP 7005693 A 
US 5425848 A 


10-01-95 
20-06-95 


GB 2150697 
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03-07-85 
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